








































































































专利名称(译) 杂环化合物和包含其的有机发光器件

公开(公告)号 US7846559 公开(公告)日 2010-12-07

申请号 US12/180015 申请日 2008-07-25

申请(专利权)人(译) 三星SDI CO.，LTD

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HWANG SEOK HWAN
KIM YOUNG KOOK
KWAK YOON HYUN
LEE CHANG HO

发明人 HWANG, SEOK-HWAN
KIM, YOUNG-KOOK
KWAK, YOON-HYUN
LEE, CHANG-HO

IPC分类号 H01L51/52 C07D401/14 C07D487/14

CPC分类号 C07D487/04 H01L51/0072 H01L51/0081 H01L51/5012

优先权 1020070117369 2007-11-16 KR

其他公开文献 US20090128013A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

由下式1表示的杂环化合物： X选自氮，硼和磷; Ar1，Ar2，Ar3和Ar4各
自独立地选自C6-C30取代或未取代的芳基，C6-C30取代或未取代的芳
氧基，C4-C20取代或未取代的杂环基，和C6 -C20稠合多环基团。 杂环
化合物可以包括在顶部发射和底部发射有机发光器件的发射层中。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9bf8fb16-6606-4b1e-b72a-9a7b5f179f24
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